
vaststeldatum CEC 4-5-2026

Kwalificatie Crebo

Opleidingsvorm BBL Niveau 3

Examenleverancier

EXAMENPLAN COHORT 2026

Eerste monteur mechatronica geldig vanaf 1-8-2023 25892

WERKPROCESSEN

 P2-K3 

Begeleidt de 

werkzaamheden

O/V/G

 B1-K1 

Vervaardigt mechatronische producten

 P2-K1 

Installeert, regelt in en test mechatronische producten 

en/of systemen

O/V/G

 P2-K2 

Onderhoudt mechatronische 

producten en/of systemen

O/V/GO/V/G

esmei

B
a

si
s 

25892-301 B1-K1 Vervaardigt mechatronische producten pvb extern/school 24 uur O/V/G x x x x

25892-302 P2-K1 Installeert, regelt in en test mechatronische producten en/of systemen pvb extern/school 24 uur O/V/G x x x x x

25892-303 P2-K2 Onderhoudt mechatronische producten en/of systemen pvb extern/school 6 uur O/V/G x x x

25892-304 P2-K3 Begeleidt de werkzaamheden pvb extern/school 6 uur O/V/G x x

RE - IE - MBO3 Instellingsexamen mbo-rekenniveau 3 D School 2,0 uur Cijfer geheel getal

NE - CE - 2F Centraal examen Nederlands 2F D School 1,5 uur 1 Cijfer met 1 decimaal 

NE - SP - 2F Spreken Ned 2F M School 15 min Cijfer met 1 decimaal

NE - SC - 2F Schrijven Ned 2F D School 1 uur Cijfer met 1 decimaal

NE - GS - 2F Gesprekken Ned 2F M School 15 min 1 Cijfer met 1 decimaal
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D= Digitaal afgenomen (landelijk) examen
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Cijfer Nederlands: *Waardering eindcijfer = geheel getal. Deelexamens IE = cijfer met 1 decimaal.
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M= Mondeling examen

S= Schriftelijk examen

PvB = Proeve van Bekwaamheid

BS = Beroepspecifiek. De beoordeling van de beroepsgerichte vaardigheden voor Engels eventueel een tweede Moderne Vreemde Taal maakt deel uit van de beroepsgerichte examinering.
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